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ผลของอุณหภูมิสูงตอการตอบสนองของกิจกรรมการสังเคราะหดวยแสงของไลเคนบนพื้นที่ภูเขาสูง  
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ภาวะโลกรอนอาจจะสงผลกระทบอยางมากตอการดํารงอยูของไลเคนที่อาศัยอยูบนภูเขาสูง ซึ่ง
อุณหภูมิสูงอาจมีผลใหเกิดความเสียหายตอกิจกรรมการสังเคราะหดวยแสงของไลเคนได การศึกษานี้
ตรวจสอบความเสียหายที่ เกิ ดกับ Donor side ของระบบแสง II (PSII) ของไลเคน 4 ชนิด ไดแก  
Heterodermia flabellata, Hypotrachyna cirrhata, Parmotrema reticulatum แ ล ะ  P. tinctorum 
ในสภาวะแทลลัสเปยกและแหง เมื่อไดรับอุณหภูมิแตกตางกัน คือ 20, 25, 30, 35, 40, 45 และ 50oC เปน
เวลา 1 ชั่วโมง โดยสภาวะเครียดจากอุณหภูมิตรวจวัดจากประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบแสง II 
(Fv/Fm) ดวยเทคนิคคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ พบวาในสภาวะเปยก PSII ของไลเคน H. cirrhata, P. 
tinctorum และ P. reticulatum เริ่มไดรับความเสียหายเมื่อบมในอุณหภูมิตั้งแต 35oC ขึ้นไป โดยที่ 
H. flabellata เริ่มไดรับความเสียหายเมื่ออุณหภูมิสูงกวานี้เล็กนอย โดยอุณหภูมิสูงกวา 40oC ทําให PSII 
ของไลเคนทุกชนิดเสียหายมากกวารอยละ 50 ในขณะที่สภาวะแหง PSII ของไลเคนทุกชนิดไดรับความเสียหาย
เมื่อบมที่อุณหภูมิ 50oC (เสียหาย รอยละ 10-20) การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ไลเคนในสภาวะแหงมี
ความสามารถทนตออุณหภูมิที่สูงไดมากกวาในสภาวะเปยก และบงชี้วา ไลเคนหลายชนิดอาจไดรับผลกระทบ
หากอุณหภูมิในพื้นที่ศึกษาเพ่ิมสูงข้ึนเกินกวา 35oC ในชวงฤดูกาลท่ีมีความชื้นสูง ซึ่งกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงของไลเคนในสภาวะเปยกมีแนวโนมออนไหวตออุณหภูมิท่ีสูงข้ึนในปจจุบัน 
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Global warming is expected to have major impacts on the lichens that live in high 
mountains. High temperature can cause damage to the photosynthetic activity of lichens. 
This study is explored the damaging on the donor side of the Photosystem II (PSII) of four 
lichen species: In particular, Heterodermia flabellata, Hypotrachyna cirrhata, Parmotrema 
reticulatum and P. tinctorum after exposed to varying temperatures of 20, 25, 30, 35, 40, 45 
and 50oC for 1 hour of both wet and dry thallus conditions. The heat stresses were measured 
by the maximum quantum yield of PSII (Fv/Fm) with chlorophyll fluorescence technique. 
We found that in wet conditions, the PSII of H. cirrhata, P. reticulatum and P. tinctorum 
began to be damaged after incubated at 35oC. While H. flabellata was damaged when 
temperature is slightly higher. There were 50 percent damaged of PSII recorded from all 
lichen species when exposure at above 40oC. While, in the dry conditions, PSII of all lichens 
were damaged when incubated at 50oC, but only 10-20% were damaged. This study shows 
that lichens in dry conditions are more resistant to high temperature than in wet conditions 
and indicates that many lichens may be affected when temperature in the study area 
increased beyond 35oC during high humidity seasons. The photosynthesis of lichens in wet 
conditions tends to be susceptible to present rising of temperature. 
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